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9:15 – 9:45

9:45 – 10:00

10:00 – 10:20

10:20 – 10:35

10:35 – 10:55

10:55 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:40

12:40 – 13:20

Федоров Юрий Владимирович, Главный конструктор,
зам. директора по НИОКР, ИСВЧПЭ РАН, Москва
Родионов Илья Анатольевич, Директор
НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы», Москва
Власенко Вячеслав Сергеевич, Руководитель
Департамента Научного и Промышленного
Материаловедения ООО «ОПТЭК», Москва

Martin Kirchner, Senior Sales Director, New Markets,
Raith GmbH, Dortmund

Родионов Илья Анатольевич, Директор
НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы», Москва

Орликовский Николай Александрович,
НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы», Москва

Janine Wilbers, Application scientist, Raith B.V., Best

Ведущие:
Орликовский Николай Александрович,
НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы», Москва.
Галиев Ринат Радифович, ИСВЧПЭ РАН, Москва.
Преснов Денис Евгеньевич, МГУ им. Ломоносова, Москва.

При поддержке: Leonid Litvin, Senior Application Scientist, 
Martin Rasche, Senior Product Manager, Raith GmbH, Dortmund 
и Janine Wilbers, Application Scientist, Raith B.V., Best.

Регистрация участников

Открытие семинара

News from Raith

Опыт практического использования электронно-лучевой
литографии в НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы»

Технологические особенности процессов электронно-лучевой 
литографии в проектах НОЦ ФМН в области фотоники
и квантовых вычислений

EBPG 5150/5200: recent development news and applications

co�ee-break

Практическая сессия по обсуждению актуальных задач 
пользователей (задачи формулируются пользователями
и ведущими экспертами) с возможностью использования 
компьютеров с оффлайн-лицензиями Nanosuite в НОЦ ФМН.
Кооперативная сессия в режиме параллельных групп.

перерыв на обед

Время Тема Докладчик
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13:20 – 13:50

13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

14:50 – 15:10

15:10 – 15:15

15:15 – 15:40

Федоров Юрий Владимирович, Главный конструктор,
зам. директора по НИОКР, ИСВЧПЭ РАН, Москва

Martin Rasche, Senior Product Manager, Raith GmbH, Dortmund

Фоминский Михаил Юрьевич, ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН, Москва

Васильевский Иван Сергеевич, НИЯУ МИФИ, Москва

Преснов Денис Евгеньевич, МГУ им. Ломоносова, Москва

Опыт использования электронно-лучевых литографов
для создания СВЧ электроники и оптики в ИСВЧПЭ РАН

News on VOYAGER system

Экспозиция с помощью двух токов при изготовлении
фотошаблонов

Формирование и свойства массивов наномагнитных структур NiFe 
для устройств спинтроники

Локальный полевой зонд на основе кремниевого нанопровода

Подведение итогов семинара

Экскурсия в лаборатории НОЦ «Функциональные 
Микро/Наносистемы» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тематики для Практической сессии:

1. Автоматическое экспонирование дифракционных решёток (DFB, DBR) со вписыванием
в готовую топологию периодически расположенных  гребней заданной ширины и длиной
в размер образца.

2. Автоматическая коррекция текущей позиции при движении по пластине с нарушенной 
системой координат.

3. Использования встроенного в ПО моделирования рассеяния электронов в подложке
и коррекция эффекта близости.

Время Тема Докладчик
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Схема проезда

Место проведения:  МГТУ имени Н. Э. Баумана
г. Москва, Рубцовская Набережная, д. 2/18

При себе необходимо иметь паспорт


